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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Usunięcie przecieku na dachu ~500 m2 w budynku przy ul. Wały Dwernickiego 123 Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska, spr. nr rej. ZP/RB-11/17

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko Zamawiającego są następujące:

Pytanie nr 1.
W nawiązaniu do przetargu <Usunięcie przecieku Dachu> w Częstochowie, ul. Wały Dwernickiego 123, składam zapytanie czy inwestor dopuszcza zastosowanie innej technologii tj. Natrysku pianki poliuretanowej o grubości 3cm wraz z powłoką zabezpieczającą przeciw UV.


Odpowiedź nr 1. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania usunięcia przecieku. 




Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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